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摘要(译)

本发明提供一种半透半反式液晶显示面板及其制作方法、显示装置，属
于液晶显示领域。其中，该半透半反式液晶显示面板在一个像素域内包
括有透射区和反射区，所述液晶显示面板由阵列基板、彩膜基板及设置
在阵列基板和彩膜基板之间的液晶层组成，所述透射区的色阻层形成在
所述阵列基板上。本发明的技术方案能够有效降低薄膜晶体管阵列基板
一侧反射区与透射区的段差，实现液晶分子更好的取向，提高显示装置
的对比度。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d2894cdd-a770-49ef-8ec6-0c8743d40cf9
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/047967728/publication/CN103018951B?q=CN103018951B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN103018951B

